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文章摘要：

研究了在玻璃基底上镀制Al2O3和Cr过渡层对Ag膜反射率及附着力的影响. 分
光光度计测试了Ag膜的反射率, 结果表明, 与Cr过渡层相比, Al2O3过渡层对
Ag膜反射率的降低相对较小; 而且, 随着Al2O3厚度的增加, Ag膜的反射率先
增大后减小. XRD与AES测试表明, 引入Al2O3或Cr可明显细化Ag晶粒, 减弱
Ag膜 (111)织构; Al2O3作过渡层时, Al原子向Ag层中扩散显著; 而Cr作过
渡层时, 只有少量Cr原子扩散进入Ag层. 因此, Al2O3作过渡层能显著增强薄
膜与玻璃基体之间的附着力. 
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